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GRAVURE PLASMA

Offre de thése

Procédés de gravure séche
innovants de matériaux exotiques

ues

Les propriétés avgnta%?usi)s (electro —optiques, -

acoustiques, -mécani de nouveayx matériaux comm
I’AIN dopé au Scandiu c),leLINbO, (LNO), le LiITaO, ?ETOS
ou le (K,sNa, 5)NbO; (KNN) les rendent incontournables pour
répondre aux besoins d’'&volution de |'optique intégrée, les
téelecommunications Rl-g) et les microsystemes.

L'enjeu de cette thése sera de développer et maitriser des
procédés de gravure innovants pour la réalisation de motifs
aux dimensions submicroniques avec une vitesse d'attaque
suffisante (>100nm/min), un profil de gravure vertical et une
rugosité réduite des flancs sont les objectifs majeurs du travail
de thése pour satisfaire les critéres de performances des
dispositifs ciblés au niveau applicatif.

Pour atteindre cet obci,ec,tlf, une étude comparative sera menée

avec |'utI|ISGEIOn de différents types de techniques de gravure

par plasma (ICP versus IBE). Dans I'optique de comprendre les

mécanismes de gravure mis en jeu , des mesures de vitesse de

gfrfcjvutre couplées a des analyses de surface &PS, AFM,..) seront
ectuées.

Vous serez basé(e) au Laboratoire de Gravure du CEA-LETI. Le
travail, @ dominante expérimental sur la plateforme 300mm du
CEA-Leti apercgu ICi PR
https;fwww.youtube.com/wo;ch?v:,onlNHO8AZfE),_ bénéficiera
des équipements de procédés a I'état de l'art dinsi que des
moyens = de _ carqgctérisation de la | plateforme de
Nanotechnologies. L'intérét scientifique et industriel du sujet
vous garantit’ une valorisation de vos travaux lors de
commiunications internationales. Vous souhaitez que vos
recherches aient un impact sur la société, postulez deés
maintenant !

# AINSc, LNO, LTO,
KNN

# Gravure Plasma

# ICP-RIE, IBE, RIBE

# Nanotechnologie

Votre profil

» Master 2 ou
Ingénieur Sciences et
Génie des Matériaux
/ Plasma

» Autonomie, rigueur,
esprit d’analyse ,
bonne
communication
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Contrat de 3 ans
Début : 10/2024
Lieu : CEA Grenoble
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Pour postuler, merci de contacter:

alain.campo@cea.fr



